
分科内招待講演

9/11(⾦) Z09会場 12:45 - 13:00 授賞式

13:00 - 13:30
岡本 ⼤典（光電⼦融合基盤技術研究所）

25-Gb/s × Four-Channel Chip-Scale Optical Receiver Operating at up to 85 °C with a 
Temperature-Compensation Function（再講演）

13:30 - 14:00
⼩野 ⾏徳（静岡⼤学）

ナノスケール・シリコンにおける電⼦・電⼦散乱を利⽤したエレクトロン・アスピレーター（再講演）

14:00 - 14:15
堀 匡寛（静岡⼤学）

シリコンMOSトランジスタにおける電⼦スピン共鳴下のチャージポンピング（再講演）

14:15 - 14:30
加藤 公彦（東京⼤学）

酸化物半導体／IV族半導体 積層型トンネル電界効果トランジスタ（再講演）

■第11回シリコンテクノロジー分科会論⽂賞・研究奨励賞受賞記念講演

8.プラズマエレクトロニクス

9/10(⽊) Z03会場
11:00 - 11:30

バーチャルメトロロジー技術を駆使した電⼦デバイスのスマートマニュファク
チャリング

今井伸⼀
(株式会社⽇⽴ハイテクソリューションズ)

15.結晶⼯学

9/8(⽕) Z14会場
13:00 - 13:45

Siの固液界⾯現象に及ぼす結晶粒界の影響 藤原航三
（東北⼤学）

9/8(⽕) Z14会場
13:45 - 14:30

融液成⻑法を⽤いた⼤⼝径単結晶育成技術の開発とその応⽤
〜⼤学発ベンチャーの挑戦〜

庄⼦育宏
（株式会社C&A）

フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」

9/9(⽔) Z28会場
09:00 - 09:30

スピントロニクスが切り拓く⾰新的ＡＩプロセッサ 遠藤哲郎
（東北⼤学）

9/9(⽔) Z28会場
09:30 - 10:00

⾼エネルギー効率AI コンピューティングを実現するビアスイッチFPGA 橋本昌宜
（⼤阪⼤学）

9/9(⽔) Z28会場
13:30 - 14:00

超低消費電⼒情報処理実現のための物理リザバーコンピューティング
チップと複素ニューラルネットワーク理論

廣瀬明
（東京⼤学）

9/8(⽕) Z18会場
13:45 - 14:15

⽯部 貴史（⼤阪⼤学）

界⾯制御した透明 ZnO 薄膜における熱電出⼒因⼦増⼤

9/9(⽔) Z29会場
10:45 - 11:15

中島 秀朗 （産業技術総合研究所）

ロックイン⾚外線発熱解析法による⼤⾯積グラフェンの構造イメージング（再講演）

■第4回薄膜・表⾯物理分科会論⽂賞受賞記念講演

受賞記念講演(4)


